Solution for researching

Ptfe Destillations-Kondensationsapparat Hochtemperatur- Und

Flusssaurebestandiger Fluorierungsreaktionskolben
ArtikelInummer: PL-CP117

Einfuhrung

Hochwertiger PTFE-Destillations-
Kondensationsapparat, entwickelt fir extreme
Chemikalienbestandigkeit und Hochtemperatur-
Fluorierungsprozesse. Vollstandig anpassbare
Konfigurationen gewahrleisten Uberlegene
Leistung in Flusssaureumgebungen und
ultrareine Spurenanalyseanwendungen flr

industrielle und laborwissenschaftliche

Beschaffung.

Mehr erfahren

HF-Saurereinigung

Halbleiter-Atzmittelvorbereitung

Pharmazeutische Synthese

Umwelt-Spurenanalyse

Isotopentrennung

Petrochemische Prifung

Kundenspezifische
Reaktoraufbauten

m Spezifikationsdetails fiur PL-CP117

Modellkennung
Hauptwerkstoffe
Betriebstemperaturbereich

Druckklasse

Kolbenvol ki itaten
Kuhlerlangen

Anschlussschnittstellen

Chemische Vertraglichkeit

Oberflachenrauhigkeit

Destillation und subkochende Reinigung von Flusssaure fir die
Spurenmetallanalyse.

Mischen und Destillieren hochreiner chemischer Atzmittel fir die
Siliziumwaferverarbeitung.

Durchfiihrung von Fluorierungsreaktionen, bei denen fluoridbasierte
Reagenzien als Katalysatoren oder Reaktanten verwendet werden.

Aufschluss und Destillation von Boden- oder Wasserproben mit komplexen
Fluoridmatrizen.

Konzentration spezifischer Isotope durch kontrollierte Destillation in
korrosiven Umgebungen.

Destillation von flichtigen organischen Verbindungen und korrosiven
Katalysatoren fir die Polymerforschung.

MaRgeschneiderte Destillationskonfigurationen fir nicht standardmaRige
verfahrenstechnische Pilotanlagen.

PL-CP117 (Anpassbare Serie)

Virgin PTFE (Polytetrafluorethylen) / Ultrahochreines PFA

-200°C bis +260°C (-328°F bis +500°F)

Hochvakuum bis Uberdruck (kundenspezifisch bemessen nach Wandstérke)
50mL bis 20.000mL (MaBanfertigung verfiigbar)

100mm bis 1000mm+ (kundenspezifische interne Kanale)
Gewinde-GL-Anschliisse, konische Schliffe (z. B. 24/40, 29/32) oder Flansche

Universell (HF, Salpetersaure, Schwefelsaure, organische Lésungsmittel,
Laugen)

Ra < 0,4 um (Hochreiner CNC-Finish)

Beseitigt Silikatauslaugung und widersteht aggressivem
Atzen.

Erhalt extrem niedrige metallische Verunreinigungsgrade, die
fur Elektronik erforderlich sind.

Verhindert Gerateabbau und gewahrleistet
Reagenzienreinheit.

Gewahrleistet genaue Ergebnisse durch Beseitigung von
Hintergrundkontaminationsrisiken.

Langfristige Zuverlassigkeit und prazise Temperaturkontrolle
far empfindliche Trennungen.

Uberlegene Haltbarkeit gegeniiber organischen
Lésungsmitteln und Hochdruckdampf.

Volle Modularitét und kundenspezifische CNC-Fertigung fur
passende individuelle Abomessungen.
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NI NTENK

Solution for researching

far PL-CP117

KihlImittelanschlisse Standard-NPT oder Schlauchtiillen fiir Wasser-/Kaltemaschinenintegration

Doppelmantelkolben, Mehrhalsdeckel, integrierte Thermohulsen und

Anpassungsoptionen Riickflussteiler
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